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摘要(译)

本发明提供一种新颖的光刻工艺，其使用具有至少两个区域的光致抗蚀
剂图案，所述光致抗蚀剂图案具有彼此具有不同厚度的区域，用于具有
反向交错和沟道蚀刻型薄膜晶体管的液晶显示装置的制造方法，减少了
光刻的数量。整个液晶显示装置的制造过程所需的过程，并提高液晶显
示装置的亮度。
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